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Abstract (en)
Process for contactless automatic mixing of a liquid reaction mixture in an analytical instrument, in which the reaction mixture is situated in a vessel
(4) accessible through the top via an orifice, with the aid of a gas jet coming out of an outlet orifice of a mixer element (1), a rapid, effective and
reliable noninvasive mixing of the liquid is achieved in that the mixer element at the beginning of the mixing operation is lowered in the direction
towards the liquid surface and the lowering movement is stopped in a lower final position in which the mixer element projects into the vessel but
does not contact the liquid surface, the gas jet is turned on during the lowering of the mixer element, the gas jet is directed in such a way that it
effects an asymmetric lowering of part of the liquid surface in the vicinity of the vessel wall and the gas jet has a rotary component of motion so that
the lowered part of the liquid surface is set in rotation about the axis of the vessel. <IMAGE>

Abstract (de)
Verfahren zum berührungslosen automatischen Mischen eines flüssigen Reaktionsgemisches in einem Analysegerät, bei dem sich das
Reaktionsgemisch in einem von oben durch eine Öffnung zugänglichen Gefäß (4) befindet, mit Hilfe eines aus einer Austrittsöffnung eines
Mischelementes (1) austretenden Gasstrahls, eine schnelle, effektive und zuverlässige nichtinvasive durch Mischung der Flüssigkeit wird dadurch
erreicht, daß das Mischelement zu Beginn des Mischvorganges in Richtung auf die Flüssigkeitsoberfläche abgesenkt und die Absenkbewegung
in einer unteren Endposition, in der das Mischelement in das Gefäß hineinragt, jedoch die Flüssigkeitsoberfläche nicht berührt, gestoppt wird, der
Gasstrahl während des Absenkens des Mischelementes eingeschaltet ist, der Gasstrahl so ausgerichtet ist, daß er eine unsymmetrische Absenkung
eines Teils der Flüssigkeitsoberfläche in der Nähe der Gefäßwand bewirkt und der Gasstrahl eine Rotations-Bewegungskomponente hat, so daß der
abgesenkte Teil der Flüssigkeitsoberfläche in Rotation um die Achse des Gefäßes versetzt wird. <IMAGE>
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